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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板、阵列基板的制作方法以及液晶显示面板。
该阵列基板，包括：衬底基板；形成在所述衬底基板上的多个像素单
元，所述像素单元中包括反射区域、透射区域和薄膜晶体管区域；所述
反射区域包括形成在所述衬底基板上的有机膜层，以及位于所述有机膜
层之上的反射金属层；所述薄膜晶体管区域设置有薄膜晶体管，所述薄
膜晶体管包括有机刻蚀阻挡层；所述有机膜层与所述有机刻蚀阻挡层材
料相同，且在同一制作工艺步骤中形成。本发明通过相同的材料，在同
一制作工艺步骤中同时形成反射区域的有机膜层与薄膜晶体管区域的有
机刻蚀阻挡层，能够有效减少一道有机膜制程，简化半反半透液晶显示
面板的制作工艺，降低制作成本。
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